OBROTNIKI PLANETARNE DO KOMOR
PROZNIOWYCH PVD

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Obrotniki stanowig wyposazenie technologiczne komor prézniowych do realizacji proceséw
PVD - osadzania cienkich warstw powierzchniowych metodami plazmowymi. Szeroki wybér
rozwigzan technicznych obrotnikow pozwala na osigganie wysokiej jakosci i wydajnosci proce-
sow pokrywania oraz konfigurowanie specjalnych ztozonych uktadéw technologicznych i ba-
dawczych do lokalizacji wsadu w komorach.

Modutowy planetarny obrotnik do lokalizacji elementéw obrabianych w komorach préznio-
wych stuzy zapewnieniu prawidtowej ekspozycji obrabianego w komorze PVD wsadu na dzia-
tanie zainstalowanych w niej Zrédet osadzanych materiatéw. Ma on posta¢ wieloramiennego
trzystopniowego obrotnika planetarnego, ktérego konfiguracja moze by¢ tatwo dopasowywana
do obrabianego wsadu poprzez wymiane zunifikowanych elementéw sktadowych. Jest on pod-
stawowym wyposazeniem technologicznym komor PVD wykorzystywanych do przemystowego
pokrywania detali cienkimi warstwami.

Planetarny obrotnik z pozioma osig obrotu jest przeznaczony do
specjalnych komér PVD, w ktérych rézne zrédta osadzanych mate-
riatdbw tworza przestrzen roboczg komory o ksztatcie poziomego
walca. Jest przeznaczony do realizacji hybrydowych technologii PVD,
wykorzystujacych do odparowania osadzanych materiatéw wigzke
elektrondéw.

Obrotnik do lokalizacji drobnych elementéw osiowo-symetrycznych
pozwala na pokrywanie ich na catej powierzchni. Moze by¢ wyko-
rzystany do przygotowania prébek i kompletnych tocznych weztéw
tarcia do badan zwigzanych z zastosowaniem twardych powtok do
zwiekszenia trwatosci weztow tozyskowych.

Obrotnik z pionowa osig obrotu stuzy do selektywnej ekspozycji
wsadu na strefy pokrywania wytypowanych zrédet plazmy. System
przeznaczony jest do realizacji specjalnych, sekwencyjnych i hybry-
dowych proceséw technologicznych PVD.

Uktady napedowe obrotnikéw z préznioszczelnymi przepustami ob-
rotowymi stuza do nadawania ruchu obrotowego zespotom systemu
lokalizacji.

PARAMETRY TECHNICZNE

Konstrukgja: modutowa, umozliwiajaca elastyczne konfigurowanie uktadéw technologicznych
0 pojemnosci wsadu do 1000 detali

Wymiary: dostosowane do ksztattu i gabarytow komory prézniowej
Osie obrotu: pionowa, pozioma
Rodzaj ruchu: obrotowy - planetarny, ciagty lub okresowy, wahadtowy

= INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU
I @ ul. K. Putaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. +48 364 42 41, fax +48 364 47 60, instytut@itee.radom.pl, www.itee.radom.pl



